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「CITE JAPAN 2019」への出展のお知らせ 

 

 

当社は、第 9 回化粧品産業技術展「CITE JAPAN 2019」に、当社が製造する高品質で高機能な

化粧品用ポリマーを出展いたします。 

酸性領域で高い増粘性を付与できる「コスカット GA468」、トリートメント効果を持つ「H.C.ポリマ

ー11」、インバス用途で髪にハリコシを付与する「H.C.ポリマーシリーズ」等の魅力的な化粧品原料

について、使用例と合わせてご紹介いたします。 

開催概要を下記にお知らせいたします。 

 

記 

 
【名 称】  第 9 回化粧品産業技術展 CITE JAPAN 2019  
【会 期】  2019 年 5 月 15 日（水）～5 月 17 日（金）  
【会 場】    パシフィコ横浜 展示ホール（A～D ホール、計 2 万 m²） 

／アネックスホール （横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 
【参加費】   1,000 円（招待券をお持ちの方、Web より来場登録された方は無料） 
【主 催】   日本化粧品原料協会連合会 

 
 
   ・主催者 WEB サイト↓ 

https://www.citejapan.info/index.html 
 

   ・当社紹介ページ↓ 
https://evt-reg2.jp/reg3/Usr/citejapan2019/Usr_detail.php?form_id=182&eid=64427&lang=1 

 

以上 

https://www.citejapan.info/index.html
https://evt-reg2.jp/reg3/Usr/citejapan2019/Usr_detail.php?form_id=182&eid=64427&lang=1

